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(57) Abstract: The invention relates amongst others to a method 
for the production of a modified material, for example, a carbon 
material, comprising the following steps: generation of a high 
frequency field in a chamber (2) of a plasmatron (1), introduc- 
tion of a plasma gas into the chamber (2), generation of a plasma 
from the plasma gas, by means of the high frequency field and 
introduction of starting material into the plasma. The invention 
further relates to a plasmatron (1), for the production of a mod- 
ified material (M), comprising: a chamber (2), at least one high 
frequency inductor (3), arranged on at least one part of the cham- 
ber (2), a gas inlet line (10, 11), for the introduction of a plasma 
gas into the region of a high frequency field, generated by the 
high frequency inductor (3) and a material supply line (4), for the 
injection of starting material into the plasma generated from the 
plasma gas by the high frequency inductor (3) using a transport 
gas. Furthermore, a correspondingly produced modified carbon 
material is also disclosed. 

(57) Zusammenfassung: Es wird unter anderem ein Verfahren 
zur Herstellung eines modifizierten Materials, bei spiels weise ei- 
nes Kohlenstoffmaterials, beschrieben, aufweisend die folgen- 
den Schritte: Erzeugen eines Hochfrequenzfeldes in einer Kam- 
mer (2) eines Plasmatrons (1); Einleiten eines Plasmagases in die 
Kammer (2); Erzeugen eines Plasmas mit dem Plasmagas durch 
das Hochfrequenzfeld; und Einleiten von Ausgangsmaterial in 
das Plasma. Weiterhin beschrieben wird ein Plasmatron (1) zur 
Herstellung eines modifizierten Materials (M), aufweisend: eine 
Kammer (2), zumindest einen, an zumindest einem Bereich der 
Kammer (2) angeordneten Hochfrequenzinduktor (3), eine Gas- 
zuleitung (10, 11) zum Einleiten eines Plasmagases in 
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den Bereich eines vom Hochfrequenzinduktors (3) erzeugten Hochfrequenzfeldes, und eine Materialzuleitung (4) zum Einblasen 
von Ausgangsmaterial mit einem F6rdergas in das vom Hochfxequenzinduktor (3) mit dem Plasmagas erzeugten Plasma. SchlieBHch 
wird auch ein entsprechend hergestelltes, modifiziertes Kohlenstoffmaterial beschrieben. 



